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RESUMEN

En la actualidad la mineria en el mundo se caracteriza por una permanente
busqueda de los puntos 6ptimos de sus operaciones unitarias. Ademas, sabemos
gue toda actividad econémica y en particular la mineria, requiere considerar varios
criterios para obtener siempre los mayores beneficios. Dentro de estos conceptos

que se relacionan directamente son: el desarrollo tecnolégico y la economia.

Minas Arirahua pertenece al grupo de empresas en crecimiento que llevan
adelante el desarrollo de la pequefia mineria y de las comunidades mas alejadas

de nuestro pais.

En la actualidad la utilizacion de explosivos convencionales conlleva a una serie
de desventajas en el orden Técnico - Econdmico, Seguridad y del Medio

Ambiente.

Es por ello que la Compafiia Minera Minas Arirahua S.A., Unidad Produccién
Barreno, busca nuevas tecnologias idoneas, garantizando el cumplimiento de sus
compromisos enfocados en la optimizacion de sus operaciones y de obtener un
margen alto de ganancias.

Es par tal motivo, que se propone en el presente trabajo de investigacion,
denominado "Optimizacion De La Voladura Con ElI Uso De Emulsiones
Encartuchadas En Labores De Desarrollo Y Explotacion En La Compafia Minera
Minas Arirahua S.A. Unidad Barrena Arequipa - 2016", donde se optimiza el factor
econodmico y factor técnico, considerando la seguridad y medio ambiente, como

las factores mas importantes en el desarrollo.
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